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^ VERWENDUNG DERSELBEN ZUR HERSTELLUNG VON DB- 



0\ 




® H TT'e "^^"''on j^ates to a processing device for covers (20), wherein processing stations are embodied as individual 

processmg stations (47) provided with, respectively, one tool for one cover. Several of said stations work in parallel for the simulta- 
O L'Zn^*'^""^ TyTl ^ be used wherein several tools form groups which arts functionally 

W separate from each other. As a result, the processing precision and production speed of the objects can be increased. 
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Verofrentlicht: 

— mit imemationalem Recherchenbericht 



2Mr Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kUrzungen wird auf die Erkidrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Bei einer Bearbeitungseinrichtung fiir Deckel (20) werden die Bearbeitungsstationen als einzelne 
Beaibeitungsstationen (47) mit jeweils einem Wericzeug fiir einen Deckel ausgestaltet und fiir die Bearbeitung mehrerer 
Deckel gleichzeitig weiden mehrere solche Stationen parallel geschaltet. AllenfaJls konnen auch Stationen verwendet werden 
bei denen mehiere Werkzeuge Gruppen bilden, welche fiinktionell voneinander separat sind. Auf diese Weise kann die 
Bearbeitungsgenauigkeit und die Herstellungskadenz fur die Gegenstande erhoht werden. 



